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研究領域：凝體物理(實驗)、高溫超導、超快光電、材料
主要研究項目：(I)高溫超導實驗室：高溫超導新材料之開發、超導與磁性之相關性、超導薄膜與元件製程。(II)超快光電實驗室：超快光致電導閥、THz電磁波的產生與應用、高溫超導體旋光性之研究、光波導元件及光子晶體。
研究項目簡介：(I)高溫超導實驗室：本實驗室主要的研究領域為新材料的開發與研究，高溫超導的基礎物理，超導元件的設計與製作及過渡金屬氧化物的研究與應用，掃瞄式超導干涉探針及電子穿隧探針系統之製作與應用。從樣品的製作，晶相的確定，磁性及電性的量測，高磁場下的測量 等，都可在此完成。另外，我們與國內外其它研究機構也有學術合作關係，如U. C. Berkeley物理系，中研院物理所及天文所，成大材料系，淡江物理系，師大物理系，暨南應化系 等。這樣的合作交流，讓彼此可以互相支援，以期得到良好的研究能量。科學研究除了學術上的價值外，其也有教育上的含意。透過通往研究目標所受的訓練，本實驗室的學生及助理可以學到利用科學方法解決問題的能力和特殊的實驗技巧，如陶瓷樣品的製作、薄膜成長、單晶成長、低溫物理量測、真空系統的操作、微影技術 等等。這些訓練可以讓人具備研究及解決問題的能力。(II)超快光電實驗室：利用超短雷射脈衝來探討材料的物理機制及光電性質，在過去二十多年裡已蓬勃發展出一個獨特的領域，由早期的 Pump-Probe技術量測材料中載子的快速行為，到現在正活躍的THz電磁波產生與應用之研究課題，一直都是本實驗室主力的研究方向；而以超短脈衝雷射與Pump-Probe技術概念向外擴展，如光波導元件及光子晶體、即時輝光激發光譜、亦或是與低溫系統搭配而衍生出的課題，如非平衡態下之超導薄膜行為、超巨磁阻材料之旋光性研究及其處於相變過程中磁疇的分佈，都是本實驗室相當感興趣且已有良好表現的研究領域。另外由於本實驗室具有高解析度的光譜儀及各種不同波長的雷射，我們可以針對材料本身進行光譜量測，以了解各種材料的光電性質，如即時輝光光譜(PL)及即時輝光激發光譜(PLE)的測量、拉曼光譜測量及辨時光譜等。目前本實驗室所具有的重要設備有：藍光PL系統以及密閉式液氦低溫系統；Raman/PL/PLE系統；Nd-YAG雷射與染料雷射；超短脈衝雷射，包含 Ti:sapphire 雷射及其再生放大器；THz電磁波量測系統，包含E-O取樣法及天線接收源量測系統；光波導元件衰減係數量測系統；二次諧波偵測系統及二次諧波產生器；儲存示波器與快速示波器等等。非常歡迎對探討物理現象及動手做實驗有高度興趣的同學，加入我們團隊。
